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Secteur de la fabrication de produits en granit et en 
matériaux composites contenant de la silice cristalline  
 
De 2004 à 2008, 157 cas de silicose ont été acceptés par la 
CNESST 
 
RSST : VEMP = 0,1 mg/m 3;    OSHA : 0,05 mg/m 3  
 
Lôindustrie du granit est essentiellement concentr®e dans les 
régions de lôEstrie et de Montr®al 
 
En Estrie seulement, ce secteur compte environ une 
trentaine dôentreprises qui emploient pr¯s de 800 
travailleurs  

 

3 



 
Comprendre les mécanismes de génération et de 
dispersion des particules lors des opérations de 
polissage à sec ou par voie humide afin de mieux 
les contrôler  :  
 
Å tant par le procédé industriel lui -même (vitesse 
et angle de polissage, quantit® dôeau utilis®e, 
etc.) (ÉTS)  

Åque par la ventilation (vitesse et angle de 
captage, direction de lô®coulement, etc.) 
(IRSST ET POLY)  

 



Projet 2010 -0058  

 

1. Volet expérimental: 

Polissage sur machine-outil 

ÉTS 

2. Volet simulation 

2.1. Expérimentale 

IRSST 

2.2. Numérique 

École Polytechnique 

Dispersion et contrôle des contaminants 

autour dôun disque tournant 

Polissage à sec et humide 

Émission et dispersion des 

particules dans la machine-outil 

Validations de la simulation numérique  

Prédiction des émissions en fonction 

des conditions de travail contrôlées 



ü BANC DôESSAIS 

ü PROPRIÉTÉS DES GRANITS  

ü RÉSULTATS  

V Émissions des PF et PUF  

V Dispersions des PF et PUF 

V Fini de surface  

V Caractérisation  

V Taille du disque  

V Procédé humide  

ü RÉCAPITULATION  
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(APS)  

CPF 

25 

15 Vitesse de rotation, Vs 

Profondeur de coupe, d 

Abrasif   G 

Fx 

Fz 
Granit 

Fy 

Porte-outil 

Table Dynamométrique 

       Vitesse dôavance, f Table de la 

machine 

h (cm) 

D (cm)  

5 

5 27.5 50 

(SMPS) 

CPUF 

Poussières respirables  

Fini de surface  

 Émissions  

Dispersions  

avec et sans vitesse dôavance 
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Minéralogie d ũne lame mince polie 
(IOS Services Géoscientifiques inc.) 

 granit blanc  granit noir 

0 % SiO2 et 10 % Si 40 % SiO2 et 50 % Si 
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Granulométrie des  PF 

blanc noir 

Granulométrie des  PUF 

noir blanc 

V Granit noir génère plus de poussière  

V PF  (600 nm);  PUF (70 nm) 

V CPUF >> CPF 

V Ébauche génère  plus PF que la finition 

V �)�L�Q�L�W�L�R�Q���J�p�Q�q�U�H�����S�O�X�V���3�8�)���T�X�H���O�¶�p�E�D�X�F�K�H 


